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かぶしきがいしゃ いおんてくのせんたー 

 株式会社 イオンテクノセンター 
＜学術研究・専門・技術サービス業＞技術サービス業 

《会社概要》 設立：2008 年 資本金：1,000 万円 

従業員数：43 名 売上高：8.3 憶円 

《事業概要》 半導体プロセス、研究開発、分析・評価・試験、イオン注入、BPO、RPO 

《会社概要》 設立：2008 年 資本金：1,000 万円 

従業員数：43 名 売上高：8.3 憶円 

《事業概要》 半導体プロセス、研究開発、分析・評価・試験、イオン注入、BPO、RPO 

《採用予定人数》 

新卒 

既卒 3年以内 

中途 

2 名 

1 名 

2 名 

技術職 

技術職 

技術職 

《給与・初任給・手当等》 250,000 円 

《年間休日数》 128 日 《留学生受入》 可＊ 

《月平均残業時間》 10 時間 《社員の平均勤続年数》 6.5 年 

《勤務形態》 シフト制 無、勤務曜日 月火水木金、勤務時間 8：45～17：15 

半導体は今後もスマートフォンやパソコン、自動運転や家電製品など社会インフラに必要な部品であり、今後も高い成長率で拡大する市

場です。 

私たちは、クライアント企業と共に、技術進化のために次世代の半導体技術の分析・開発に取り組んでいます。 

半導体の開発を通じて、社会のさらなる発展に貢献します。 


